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(57) Abstract: The invention relates to an applicator (1) for applying a nail-bracing brace (23), provided with a magnetic brace element
(24), to a toenail or fingernail (26) to be corrected, the applicator comprising: an elongate main body (2), which extends in a main-
body longitudinal direction (x), a main-body width direction (y), and a main-body depth direction (z) and has a first main-body end
face (3), which is oriented perpendicularly to the main-body longitudinal direction (x) and forms an application region; and a magnetic
applicator element (25), arranged in the application region, for interacting with the magnetic brace element (24) and for holding, in a
manner effected thereby, the nail brace (23) to be applied on the application region; wherein the application region has two contact
areas (4) for contacting the nail brace (23) to be applied and a concave pressing recess (5) arranged between the two contact areas (4).
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(57) Zusammenfassung: Applikator (1) zur Applikation einer mit einem Spangen-Magnetelement (24) versehenen Nagelspangelspan-
ge (23) auf einem zu korrigierenden Nagel (26) einer Zehe oder eines Fingers, aufweisend einen langlichen Grundkérper (2), der sich
in eine Grundkorper-Langsrichtung (x), eine Grundkérper-Breitenrichtung (yv) und eine Grundkérper-Tiefenrichtung (z) erstreckt und
eine senkrecht zu der Grundkorper-Langsrichtung (x) orientierte erste Grundkorper-Stirnseite (3) hat, die einen Applikationsbereich
bildet, und ein im Applikationsbereich angeordnetes Applikator-Magnetelement (25) zur Wechselwirkung mit dem Spangen-Magnet-
element (24) und zur dadurch bedingte l6sbaren Halterung der zur applizierenden Nagelspange (23) am Applikationsbereich, wobei
der Applikationsbereich zwei Auflageflédchen (4) zur Auflage der zu applizierenden Nagelspange (23) und eine zwischen den beiden
Auflagefldchen (4) angeordnete konkave Anpress-Ausnehmung (5) aufweist.



